
泰州光罩 光刻板

产品名称 泰州光罩 光刻板

公司名称 苏州优版光电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区星湖街328号崇文路国华大厦B418
室

联系电话  17710798515

产品详情

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，光罩，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版
图，苏州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

使用铬刻蚀液进行湿法刻蚀，将暴露出的铬层刻蚀掉形成透光区域，而受光刻胶保护的铬层不会被刻蚀
，形成不透光区域。这样便在掩膜版上形成透光率不同的平面图形结构。

在有必要的情况下，使用湿法或干法方式去除掩膜版上的光刻胶层，并对掩膜版进行清洗。

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版图，苏
州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

标定板图纸内容如下：

1.   需要附上材料

2.   精度

3.   外形尺寸公差，厚度

4.   制作效果图纸：正负板之分等。（如果考虑价格因素，需要强调多少倍率下面允许看到瑕疵）

5.   需要提供详细的CAD图纸（图纸i好不要画比例图纸）。以上为制作标定板完整信息



 

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版图，苏
州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

蚀刻工艺通常称为版

刻蚀（Etch）是按照掩模图形或设计要求对半导体衬底表面或表面覆盖薄膜进行选择性刻蚀的技术，它
是半导体制造工艺，微电子IC制造工艺以及微纳制造工艺中的一种相当重要的步骤。是与光刻相联系的
图形化（pattern）处理的一种主要工艺。刻蚀分为干法刻蚀和湿法腐蚀。原位芯片目前掌握多种刻蚀工
艺，并会根据客户的需求，设计刻蚀效果好且性价比高的刻蚀解决方案。

泰州光罩-光刻板(在线咨询)由苏州优版光电有限公司提供。泰州光罩-光刻板(在线咨询)是苏州优版光电
有限公司（www.szphotomask.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面
或图片上的联系电话，业务联系人：马经理。
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